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一种目标转移结构及其制造方法、以及发光

二极管固定方法

(57)摘要

一种目标转移结构及制造方法、发光二极管

的固定方法。目标转移结构(99)包括：目标基板

(40)，目标基板(40)上设有多对间隔设置的基板

电极(10)；多个发光二极管(20)，各发光二极管

(20)具有一对半导体电极(200)；以及涂布于目

标基板(40)的感光胶层(30)，感光胶层(30)上设

有多个通孔(300)，各基板电极(10)和半导体电

极(200)插设于通孔内，且各半导体电极(200)与

相应的基板电极(10)相对设置。通过在目标基板

上涂布感光胶层制造一种具有缓冲功能的目标

转移结构，从而缓和发光二极管转移至目标基板

时产生的压力，避免损坏发光二极管或目标基

板。
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